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(57) Abstract: The invention relates to a photosensitive dispersion with adjustable viscosity for metal deposition on an insulating
substrate, which combines the following: a pigment providing oxidation-reduction properties under light irradiation, a metallic salt,
a complex-forming agent for the metallic salt, a liquid film-forming polymer formulation, a basic compound, an organic solvent and
@ water.The invention also relates to the use of said dispersion.
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(57) Abrégé : Dispersion photosensible & viscosité ajustable pour le dép6t de métal sur un substrat isolant, comprenant, en combinai-
son, un pigment conférant des propriétés d oxydoréduction sous irradiation lumineuse, un sel métallique, un complexant pour le sel
métallique, une formulation polymérique filmogene liquide, un composé basique, un solvant organique et de 1 eau, et son utilisation.



